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Abstract (en)
[origin: RU2723637C1] FIELD: electrical engineering. SUBSTANCE: invention relates to high-voltage equipment, namely to high-voltage insulators,
and is aimed at improvement of their operation reliability. Insulator comprises geometric stabilizer to compensate thermal expansions of conductor,
which is performed by shell made of invar alloy. Invar shell retains stable dimensions at change of thermal mode of insulator, which allows maximum
reduction of mechanical action on insulation and avoiding such damages as peeling and cracking.EFFECT: invention provides maximum effect when
using it for insulators with RIP insulation intended for operation in areas with cold climate.1 cl, 2 dwg

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft die Hochspannungstechnik, und zwar Hochspannungs-Einfiihrungs- oder Durchfiihrungsisolatoren. Die Erfindung zielt darauf
ab, die Zuverlassigkeit von solchen Isolatoren zu erhéhen. Die Neuheit des Isolators besteht in der Verwendung eines geometrischen Stabilisators
zur Kompensation der Warmeausdehnung des Leiters. Die Rolle des geometrischen Stabilisators wird von einer Invar-Hdlle tbernommen.
Invarlegierungen gehdren zu Prazisionslegierungen mit minimalen linearen Warmeausdehnungskoeffizienten. Die Invar-Hulle behélt ihre stabilen
Abmessungen, wenn sich thermische Verhaltnisse des Isolators &ndern. Dadurch kann der mechanische Einfluss auf die Isolierung so gering wie
moglich gehalten werden. AuBBerdem kdnnen dadurch solche Schéden an der Isolierung wie Abblattern und Rissbildung vermieden werden. Der
groBte Effekt wird bei der Verwendung der Erfindung in Isolatoren mit RIP-Isolierung erreicht, die fiir den Einsatz in Gebieten mit kaltem Klima
ausgelegt sind.
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